MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EXTENSAO E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

FORMULARIO PARA A SUBMISSAO DE PEDIDO DE PATENTE

Para efeito do presente documento, aplicam-se as seguintes definicdes e conceitos:

Propriedade Intelectual: soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e
cientificas, as interpreta¢Ges dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissoes de radiodifusdo, as inven¢des em todos os
dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos
industriais, as marcas industriais, comerciais e de servico, bem como as firmas
comerciais e denominagdes comerciais, a prote¢ao contra a concorréncia desleal e
todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial,
cientifico, literario e artistico (OMPI, 1967).

Patente: é um titulo de propriedade tempordria sobre uma inven¢dao ou modelo de
utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fisicas ou
juridicas detentoras de direitos sobre a criagdo. Com este direito, o inventor ou o
detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/
ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em
contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteudo técnico
da matéria protegida pela patente (INPI, 2020).

Patente de Invengdo: titulo de propriedade tempordria para novas
tecnologias, sejam associadas a produto ou a processo, como um novo
motor de carro ou uma nova forma de fabricar medicamentos (INPI,
2020).

Patente de Modelo de Utilidade: titulo de propriedade temporaria para
novas formas em objetos de uso pratico, como utensilios e ferramentas,
gue apresentem melhorias no seu uso ou na sua fabricacdo (INPI, 2020).

Nivel de Maturidade da Tecnologia ou TRL (Nivel de Prontiddo Tecnoldgica): o conceito
TRL (Nivel de Prontiddo Tecnoldgica), do inglés “Technology Readiness Levels”, é um
tipo de sistema de medicdo usado para avaliar o nivel de maturidade de uma
determinada tecnologia. Cada projeto de tecnologia é avaliado em relacdo aos
parametros para cada nivel de tecnologia e, em seguida, recebe uma classificacdo TRL
com base no progresso do projeto. Existem nove niveis de prontiddo tecnolégica. TRL 1
€ 0 mais baixo e TRL 9 é o mais alto.

Este sistema foi criado pela NASA e é amplamente utilizado para avaliar uma tecnologia
e seu potencial de maturidade, com objetivo de padronizar entregas. Na inovacao
tecnolégica ela é amplamente utilizada com o objetivo de uma possivel transferéncia de
tecnologia (TT). Uma adaptacdo desta régua da NASA foi adaptada no Brasil, por meio
da Norma NBR ISO 16290:2015 — Controle de Risco, conforme abaixo:
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TRL E O CICLO DE VIDA DO PROJETO
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CICLO DEVIDA DO PROJETO

Fonte: NBR ISO 16290:2015 — Controle de Risco

Quando uma tecnologia esta em TRL 1, a pesquisa cientifica estd comecando e esses
resultados estdo sendo traduzidos em pesquisas e desenvolvimentos futuros. O TRL 2
ocorre uma vez que os principios basicos tenham sido estudados e as aplica¢cbes praticas
possam ser aplicadas a essas descobertas iniciais. A tecnologia TRL 2 é muito
especulativa, pois ha pouca ou nenhuma prova experimental de conceito para a
tecnologia. Quando a pesquisa se torna ativa e o projeto come¢a, uma tecnologia é
elevada a TRL 3. Geralmente, estudos analiticos e laboratoriais sdo necessarios nesse
nivel para verificar se uma tecnologia é vidvel e esta pronta para prosseguir no processo
de desenvolvimento. Muitas vezes, durante o TRL 3, um modelo de prova de conceito é
construido. Assim que a tecnologia de prova de conceito estiver pronta, a tecnologia
avanca para TRL 4. Durante o TRL 4, varios componentes sdo testados entre si. O TRL 5
€ uma continuacao do TRL 4, no entanto, uma tecnologia que estd em 5 é identificada
como uma tecnologia de protoboard e deve passar por testes mais rigorosos do que a
tecnologia que estda apenas em TRL 4. As simula¢gdes devem ser executadas em
ambientes o mais préximo possivel do real. Uma vez que o teste do TRL 5 esteja
completo, uma tecnologia pode avancar para o TRL 6. Uma tecnologia TRL 6 tem um
protétipo ou modelo representacional totalmente funcional. A tecnologia TRL 7 requer
gue o modelo de trabalho ou protétipo seja demonstrado em um ambiente espacial. A
tecnologia TRL 8 foi testada e "qualificada para voo" e estd pronta para implementacao
em uma tecnologia ou sistema de tecnologia ja existente. Uma vez que uma tecnologia
tenha sido "comprovada em voo" durante uma missdo bem-sucedida, ela pode ser
chamada de TRL 9. (Nasa, 2012)
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A Relagcdo de documentos que devem compor o arquivo compactado para submissdo e
pedido de protecdo de patente é:

Depdsito de Patente - Formulario padrao;
Relatdrio Descritivo (arquivo em formato Word e PDF);
Reivindica¢des (arquivo em formato Word e PDF);

Desenhos ou Fotografias (arquivo em formato Word e PDF);

v ok wN e

Declaragdo de ndo divulga¢do dos dados do Inventor/Autor (quando for o
caso);

o

Sequéncia biolégica em formato TXT (quando for o caso);

7. Documento de acesso ao patrimonio genético (quando for o caso).

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
COORDENACAO DE INOVACAO E EMPREENDEDORISMO - CIE e-mail: cie@cefetmg.br
Av. Amazonas, n° 5855 — Gameleira — CEP 30.510-000 - Belo Horizonte — MG



mailto:cit@adm.cefetmg.br
mailto:cit@adm.cefetmg.br

MINISTERIO DA EDUCAGAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EXTENSAO E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

Cadastre esse documento como RESTRITO no SIPAC
1. Link do cadastro do programa no Integra CEFET-MG

O acesso ao portal pode ser realizado utilizando o seu login do gov.br . O cadastro na
vitrine  tecnoldgica é bem simples e, estd descrito no link
<https://www.youtube.com/watch?v=6n1ZfO144DE&t=2s >. Contamos com o feedback
de vocés sobre essa ferramenta! Nosso objetivo é dar visibilidade a producado cientifica
e tecnoldgica do CEFET-MG. <https://integra.cefetmg.br/>

2. Dados dos inventores:

INVENTOR CORRESPONDENTE 1

Nome do inventor:

Nacionalidade:

CPF:

Instituicao:

Campus/Cidade:

E-mail:

Telefone de contato:

Inventor externo? () Sim () Nao

Qualificacao profissional:
*Professor: indicar a carreira
*Aluno: indicar curso

INVENTOR 2

Nome do inventor:

Nacionalidade:

CPF:

Instituicao:

Campus/Cidade:

E-mail:

Telefone de contato:

Inventor externo? () Sim () Nao

Qualificacdo profissional:
*Professor: indicar a carreira
*Aluno: indicar curso

INVENTOR 3

Nome do inventor:

Nacionalidade:

Campus:

CPF/Cidade:

Institui¢ao:

E-mail:

Telefone de contato:

Inventor externo? () Sim () Ndo

Qualificacao profissional:
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*Professor: indicar a carreira
*Aluno: indicar curso

Caso necessario adicione campos a tabela para declarar todos os autores

3. Natureza da Patente

| Tipo de patente: Indicar se é Patente de Invenc¢ao ou Modelo de Utilidade

4. Titulo daInvencdao ou Modelo de Utilidade

Titulo: O usudrio devera preencher o campo com o titulo da invengado, que devera ser
idéntico ao titulo utilizado no Relatério Descritivo, Resumo, e Reivindicagbes que
serao enviados ao INPI.

5. Resumo do pedido (Maximo de 3000 caracteres)

O resumo aqui descrito deve ser idéntico ao resumo que serda anexado em PDF. O
preenchimento do resumo no campo do formulario nao dispensa a apresentacao do
mesmo em formato PDF. Cabe destacar que o preenchimento do campo resumo
somente é obrigatdrio, caso o mesmo seja enviado em PDF, e vice-versa.

E também fundamental que, antes de iniciar o preenchimento do campo “Resumo”, o
solicitante leia a Lei da Propriedade Industrial (LPI) n? 9279/1996, as Instrucdes
Normativas relacionadas as questdes técnicas e formais de um Resumo de Pedido de
Patente ou Modelo de Utilidade, bem como o “Manual para o Depositante de Patentes”
disponivel no site do INPI.

6. Figura a publicar: (obrigatorio se for anexado desenho)

Indicar o nimero da figura a ser publicada, de acordo com o documento “Desenhos”.
O Preenchimento deste campo é obrigatério em todos os depdsitos em que forem
anexados desenhos.

7. Setor Técnico a que se destina/area de aplicagdo:

Indicar qual é a sua drea de aplicacao e qual setor produtivo serd beneficiado com essa
inovacao.

8. Nivel de Maturidade da Tecnologia ou TRL (Nivel de Prontidao Tecnoldgica):

Indicar o nivel de maturidade que sua inovacdo se encontra. Vide definicdo do TRL no
inicio do formuldrio.
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Langamento Comercial
_ g Sistema real comprovado em ambiente operacional
Teste, langamento e operagao - =
_ -§ Sistema completo e qualificado
Desenvolvimento do sistema  — _ % Demonstragao de protétipo do sistema em ambiente operacional
TRL 6 £3 Demonstragao tecnologica em ambiente relevante
Demonstragdo tecnoldgica — %2
‘ TRL 5 <& Validagdo tecnoldgica em ambiente relevante
Desenvolvimento tecnologico  — — 5 Validagao tecnolégica em laboratério
_ .(:_) Prova experimental do conceito
Pesquisa de viabilidade 9
_ 8 Conceito tecnolégico formulado
Pesquisa tecnoldgica basica i)
_ Principios basicos observados
Ideia Identificada
( ) TRL 1 ( ) TRL 2 ( ) TRL 3
( ) TRL 4 ( ) TRL S ( ) TRL 6
( ) TRL 7 ( ) TRL 8 ( ) TRLO

9. Estado da Técnica: Indicar em quais bancos patentarios e/ou nZo-patentarios vocée
realizou a busca de anterioridade e anexe a busca realizada a este documento.

( ) INPI ( ) ESPACENET ( ) PATENTSCOPE

( ) USPTO ( ) EPOQUE ( ) SINPI

( ) GOOGLE PATENTS ( ) DIALOG ( ) STN

( ) DERWENT INNOV  ( ) CAPES ( ) Outros. Identifique:

10. Transferéncia de Tecnologia:

Indique quais os mercados ou empresas que poderiam ter interesse em conhecer esta
nova tecnologia, bem como a potencialidade de comercializacdao. Deve-se, portanto,
descrever os setores e citar as empresas, de preferéncia explicitando seus respectivos
contatos.

A partir do item 11 marque (X) na opcdo de declaracdo e preencha as informacgdes
adicionais quando solicitadas.

11. Nao divulgagao de inventor/autor:

( ) Nao se aplica.

( ) Requer a ndo divulgacdo do inventor de acordo com o art. 62 § 42 da LPI
Inventor(es) a ser(em) omitido(s):

Caso seja de interesse do inventor a nao divulgacdo de seu nome, esta devera ser
solicitada. A informacdo nao aparecerd no formuldrio protocolado, porem serd salva no
banco de dados interno do INPI, portanto devera: (1) ser preenchido completamente os
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dados do inventor que se deseja que fique em sigilo, e (2) obrigatoriamente ser anexada
uma “Declarac¢do de ndo divulgacdo dos dados do Inventor/Autor”.

A “Declaracdo de ndo divulgacdo dos dados do Inventor/Autor” devera ser assinada pelo
inventor que deseja a ndo divulgacdo dos seus dados e pelo depositante/titular ou seu
representante legal. Devera ser uma declaragdo por inventor que desejar o sigilo.

No momento da publicacdo do pedido e de qualquer outra publicacdo, inclusive na
emissao da Carta—Patente, o nome deste inventor serd omitido.

Cabe destacar, que caso haja mais de um inventor, ndo necessariamente todos devem
solicitar a ndo divulgacdo, podendo ela recair em somente um desses inventores.

12. Declaragdo de Divulgagao Anterior

( ) Declaro que nao houve divulgacao, por qualquer meio, de invengdao ou modelo de
utilidade durante os 12 (doze) meses ou mais que precederem a data de depdsito. (Lei
9.279/96, art. 12)

( ) Declaro que houve divulgacdo de invenc¢ao ou modelo de utilidade durante os 12
(doze) meses ou mais que precedem a data de depdsito, porém, tal divulgacdo nao é
prejudicial.

Indique a data da divulgacao:

Se o depositante estiver fazendo jus ao “Periodo de Graga” previsto no Artigo 12 da Lei
9279/96, que consiste no direito de depositar o pedido em até 12 meses contados a
partir da primeira divulgacao da invencao requerida, este devera selecionar a segunda
opcdo e anexar documentacdo em PDF (com as devidas datas de publicacdo), as
informagdes adicionais ou comprovantes, tais como os dados relativos a divulgacdo
ocorrida dentro do prazo de 12 (doze) meses anteriores a data de depdsito do pedido.

13. Patentes de sequéncias bioldgicas
( ) Ndo se aplica.

( ) Declaro que a informacdo contida na “Listagem de Sequéncias” apresentada em
formato eletronico esta limitada ao conteldo da matéria revelada pelas sequéncias de
aminoacidos e/ou de nucleotideos divulgada no pedido da patente, conforme
depositado.

As Proteinas, o DNA e o RNA s3o caraterizados através da sua sequéncia de aminoacidos
e nucleotideos, portanto, caso a invencdo contenha essas moléculas é necessario que
suas Sequéncias Bioldgicas sejam apresentadas no formato de uma listagem. Caso o
pedido de patente apresente estas caracteristicas deverd ser encaminhado um arquivo
em formato .TXT para anexacao.
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14. Material biolégico
( ) Nao se aplica.

( ) Declaro que o relatdrio descritivo suplementado por depdsito de material biolégico
esta conforme o paragrafo Unico do art. 24 da Lei 9.279/96.

Tipo de material:
Numero de acesso fornecido pela Autoridade Depositaria:

Indicagao da Autoridade Depositaria:

Quando a invencdo contiver material biolégico essencial a sua realizacdo, a descricao
completa deste pode ser impossivel de ser alcancada na forma escrita. Nesses casos, o
usudrio devera realizar o Depdsito do Material Bioldgico em alguma instituicao fiel
depositaria autorizada pelo INPI, indicada em acordo internacional. Cabe destacar que,
caso o solicitante tenha mais de um deposito de material bioldgico, ele podera incluir
guantos materiais forem necessarios neste formulario.

O depdsito do material biolégico deve anteceder o depdsito do pedido de patente e
deverad realizar-se em uma das Autoridades de Depdsito Internacional cadastradas na
Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI para fins do Tratado de
Budapeste ('http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest’). Ressalta-se que a
informacgao sobre o depdsito do material biolégico devera constar obrigatoriamente no
Relatério Descritivo, ao qual se deve anexar uma cdpia do Recibo de Material Bioldgico
emitido pela Autoridade de Depdsito Internacional. Tal medida visa a cumprir o disposto
no paragrafo Unico do Artigo 24 da Lei 9279/96.

E fundamental que, antes de realizar o Depésito de Material Biolégico e o pedido de
patente, o solicitante leia atentamente os Dispositivos Normativos do INPI relacionados
as questdes técnicas e formais do Depdsito de Material Bioldgico, bem como se informe
guais sao as Autoridades de Depdsito Internacional (IDA), e em caso de duvida, entre
em contato com o INPI.

15. Acesso a patrimonio genético

( ) Declaracdo Negativa de Acesso — Declaro que o objeto do presente pedido de
depdsito de patente de invencdo ndo foi obtido em decorréncia de acesso a amostra de
componente do Patrimonio Genético Brasileiro, ou acesso foi realizado antes de 30 de
junho de 2000.

( ) Declaracdo Positiva de Acesso — Declaro que o objeto do presente pedido de depdsito
de patente de invencdo foi obtido em decorréncia de acesso a amostra de componente
do Patrimobnio Genético Brasileiro, realizado a partir de 30 de junho de 2000, e que
foram cumpridas as determinacdes da Medida Provisdria 2.186-16, de 23/08/2001, e
gue foram cumpridas as determinacdes da Lei 13.123 de 20 de maio de 2015.

Numero da Autorizacdo de Acesso:
Data da Autorizacdo de Acesso:
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
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Origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o
caso:

A primeira opcdo deverd ser selecionada quando envolver as seguintes situacdes: (a)
ndo se aplica - quando a area tecnoldgica (ou o campo tecnolégico) da inveng¢do nao
envolva nenhuma relagdo com amostra do patrimonio genético, seja nacional ou
estrangeiro; (b) quando a invencdo envolver acesso a amostra do patriménio genético,
porém ndo seja de PatrimOnio Brasileiro; (c) a amostra seja de PatrimoOnio Genético
Brasileiro, contudo o acesso tenha ocorrido antes de 29/06/2000 (data da primeira
edicdo da MP 2186-16/2001); ou (d) o acesso se enquadre nas excecbes estabelecidas
na legislacdo especifica e em Resolucdo do CGEN.

A segunda opgao devera ser selecionada sempre que a invengdo for obtida em virtude
de acesso a amostra de patrimonio genético e/ou conhecimento tradicional associado
Brasileiro. Deve ser marcada em todos os Pedidos de Patente e/ou Modelos de Utilidade
que acessaram Recursos Genético e/ou Conhecimento Tradicional Associado Brasileiro
segundo a Lei 13.123 de 20 de maio de 2015, em que 0 acesso ocorreu apos a data de
30 de junho de 2000. O Cadastro/ autorizagdo de acesso é emitida pelo Conselho de
Gestdo do Patrimbnio Genético - CGEN e/ou orgdos cadastrados
(http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico).

16. Declaragdes
( ) Declaro, sob as penas da lei, que todas as informacdes prestadas neste formulario
sao verdadeiras.

Indique local e data

Assinatura eletrénica através do SIPAC.

Cadastre esse documento como RESTRITO no SIPAC
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